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Abstract (en)
The features in the working-up by methanolysis of the residue obtd. from the crude ester distillation in dimethyl terephthalate (DMT) prodn. are: (i)
liq. and/or gaseous MeOH is contacted with the residue; (ii) the mixt. is set at 230-265 (pref. 245-255) degrees C prior to entry into the methanolysis
reactor; and (iii) the reactor sump is at 230-265 (pref. 245-255) degrees C.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung einer Rückstandsfraktion durch Methanolyse, wobei die Rückstandsfraktion aus
der Rohester-Destillation des DMT-Herstellprozesses stammt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man der Rückstandsfraktion flüssiges und/oder
dampfförmiges Methanol zuführt, das Gemisch vor Eintritt in den Methanolysereaktor eine Temperatur zwischen 230 und 265 °C besitzt und die
Temperatur im Reaktorsumpf ebenfalls zwischen 230 und 265 °C liegt. <IMAGE>
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